
サビレックス SAVILLEX Inert Graphite Hotplate

         不活性グラファイトホットプレート

東栄株式会社
サ ビ レ ッ ク ス 社 輸 入 総 代 理 店

仕様・デザイン・価格変更および生産中止など、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の性能数値などは基準値につき、ご使用条件
により異なる場合があるため、あくまでも選定の目安としてご覧ください。各種研究に応じて安全に関する知識および経験を有する指導者のもとでご使用ください。作業前には目視等
で破損等の異常の有無を確認し、テスト・点検を行い、安全を確認した上でご使用ください。不良・破損などによって誘発される二次的損失については対応はいたしかねます。予めご
理解のほどお願いします。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。価格はすべて税抜です。Teflon はケマーズ社の登録商標です。

お問い合わせは下記へ

東栄株式会社
w w w . l a b i n o x . c o . j p

サ ビ レ ッ ク ス 社 輸 入 総 代 理 店

25030300PP

サビレックスは

市販のPFA製品とは一線を画し

た極めて純度が高いPFA研究用

製品を製造する、約50年の実績

を誇る高品質フッ素樹脂製品の

専門メーカーです。

PFA製バイアル PFA製ジャー PFA製試薬瓶 PFA製試験管 PFA製インピンジャー

PFA製フィルターホルダー PFA製カラム構成品 非沸騰式蒸留装置 PFA製分解容器 PFA製コネクター類

サビレックスの各種ＰＦＡ製品は、地質・水質成分のＩＣＰ-ＭＳによる微量元素分
析用のサンプル保管など、極度の高純度を求められる研究に使用されています。

PFA
コーティング

ＨＰＸシリーズ【ＨＰＸ-１００・ＨＰＸ-２００】  バイアル用加熱ブロック
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熱源を多く均一に配し

Teflon PFAコーティングを施した
高品質グラファイト天板搭載

卓越した温度分布性を実現
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優れた温度分布性のポイントは熱源ヒーターカートリッジの数にあります。ヒーターカートリッジの数は温度分布性に直接影響

し、設定温度への到達時間にも関係します。通常、HPX-100と同サイズのクラスでは2個が一般的ですが、HPX-100には3個

（HPX-200には4個）のヒーターカートリッジが内蔵されています。温度カメラの計測結果に見られるように、HPX-100は有効加

熱面積が広く一度に均一条件での加熱処理ができるため効率的です。また、粒子が細かいグラファイトを原料としたHPXシリー

ズの天板は一般的な押出成形グラファイト天板より凹凸やうねりが少なく、さらなる効果が期待できます。
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下記データは、上画像のHPA-100および市販同等品の天板を横5×縦7に分割した各エリアの温度計測結果です。この結果

からも、HPX-100が温度分布性に優れていることがわかります。

HPX-100

ＨＰＸ-１００

画像で確認できるように、四隅にわ
ずかな温度差が見られる以外には、
天板温度が極めて均一であることが
確認できます。外周の紫色の部分は
PTFE製ガードで、天板より低温であ
ることが確認できます。

温度分布範囲：149.6～153.6℃
温度差：4℃（±2℃）

※2

※1

市販同等品

市販同等品のグラファイトホットプレ
ートでは温度分布にばらつきが多く
中央部の2つの熱源に最高温度帯
が集中していることが確認できます。
サイドガードがなく、HPX-100ほど
天板と外周の色に差がありません。

温度分布範囲：149.2～156.0℃
温度差：6.8℃（±3.4℃）

※1

参考：家庭用のグリルパン

代用されることが多いグリルパンは、
アルミにPTFEコーティングしたもの
が多く、加熱部もほとんどがリング状
のため、温度分布の偏りが確認でき
ます。あくまで調理用であり、分析用
に適していないことが確認できます。

温度分布範囲：136.2～163.8℃
温度差：27.6℃（±13.8℃）

※1

※1：天板設定温度：150℃（使用カメラ：A FLIR E60 赤外線温度イメージカメラ）   
※2：PTFE製ガードは加熱中は熱くなります。瞬間的な不慮の接触による火傷を防ぐものであり、加熱中の持ち運び等はできません。

ＨＰＸの特長：卓越した温度分布性
【不活性グラファイトホットプレート】
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SAVILLEX Inert Graphite Hotplate

不活性グラファイトホットプレート

  微量元素分析の厳格な要求に応える

         均一かつ汚染のない前処理試料分解が可能です。

HPXの天板は通常より粒子が細
かいグラファイトを加圧成形。非常
に滑らかな表面にTeflonPFAで
コーティングすることで、剥離と汚
染がない耐久性に優れたコーティ
ングを実現しています。

一般的な押出成形で製造されたグラファイト天板には深い窪みや不均一な凹凸があり、PFAコーティングの定着性や加熱容

器との密着度に不安があります。

HPXシリーズは、非常に細かな粒子（約1/50）のグラファイトを一般的な押出成形ではなく加圧成形することで、極めて凹凸が

少ない滑らかな表面を形成。耐久性に優れたPFAコーティングを実現するとともに、グラファイトの特長である熱伝導性をさら

に引き出しています。

極めて滑らかな表面無数の窪みが存在

一般的なグラファイト天板（押出成形） ＨＰＸシリーズのグラファイト天板（加圧成形）

深い窪みの底にPFAコーティン
グが届かず、コーティングの際に
空洞や亀裂が発生します。劣化
の進行による窪み部分からのコ
ーティングの剥離や汚染物の沈
着が汚染を引き起こします。

サビレックス不活性グラファイトホットプレ

ート/HPXシリーズは、極めて均一で汚染

のない試料分解が要求されるICP-MSの

微量元素分析の前処理用に開発。

粒子が細かいグラファイトを原料にして従

来とは異なる方法で天板を製造し、熱源

を多く配置するなど、温度分布性と純度

を追求。厳格な分析結果が求められる地

球化学分野や半導体分野をはじめ、あら

ゆる高純度分析に貢献します。

空洞

摩耗 亀裂

汚染物

コーティング コーティング

天板が滑らかでコ
ーティングの定着性
に優れています。

グラファイト（石墨・黒鉛）は熱や薬品
に強く熱伝導性にも優れた素材で、膨
張率が低いためフッ素樹脂コーティン
グに適した素材です。

せきぼく     こくえん

ＨＰＸの特長：高品質グラファイト天板
【不活性グラファイトホットプレート】
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SAVILLEX Inert Graphite Hotplate

不活性グラファイトホットプレート
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SAVILLEX Inert Graphite Hotplate

不活性グラファイトホットプレート

不活性グラファイトホットプレートHPXシリーズ オプション品加熱ブロック仕様（サビレックス標準バイアル用）

品名

型番

ブロック材質およびコーティング

穴の径および高さ

適合するサビレックス標準バイアル

価格（税抜）

17穴加熱ブロック

550-23-17

φ23.1mm、15.0mm

5ml、7ml

\88,300

ISO-molded グラファイト、TeflonPFAコーティング

8穴加熱ブロック

550-31-08

φ31.5mm、19.0mm

15ml、22ml、30ml、60ml

\86,700

バイアルは付属しません。

17穴加熱ブロック

8穴加熱ブロック

不活性グラファイトホットプレートHPXシリーズ仕様

品名

型番

天板材質

最高設定温度

温度分布性（150℃時）

温度制御方式

使用環境

最大積載量

熱源ヒーターカートリッジ内蔵数

電源

コード長さ（本体 → コントローラー）

コード長さ（コントローラー → 電源）

加熱ブロック（オプション品）最大配置数

本体重量 + コントローラー重量

セット内容 

価格（税抜）

ISO-molded グラファイト、TeflonPFAコーティング

200℃

±2℃

デジタルPID温度制御

室温17～27℃、相対湿度20～80%

12kg

HPX-100

550-100-100

3個

100V、12.5A、1250W

1.8m

2.0m

3個

11.6kg + 1.7kg

本体、コントローラー、電源コード

\1,219,700

HPX-200

550-200-120

4個

120V、12.5A、1500W

1.8m

2.0m

6個

19.1kg + 1.7kg

本体、コントローラー、電源コード

\1,357,800

※3

※1：HPX-200の動作性能は120V環境下の数値となります。   
※2：金属製容器は加熱不可。ホットプレートに蓋はしないでください。加熱中は加熱容器の蓋を緩める等、容器内圧の上昇にご注意ください。
※3：標高2000m以下、壁から31cm、天井から122ｃｍ以上離した場所。（HPX同士を並べる場合は31cmの間隔が必要）
※4：製品には個体差があり、同じ製品でも若干のサイズ誤差が発生いたします。

※1

※1

※3

212.1

292.1

271.8

30.1

404.2

147.6

73.0

HPX-100サイズ

415.3

292.1

404.2

147.6

30.1
73.0

475.0

単位：mm

271.7 249.5

76.0

コントローラーサイズ

160.0

206.5

96.4

206.5

96.4

23.1

31.5

単位：mm

※1

※4 ※4

※2

HPX-200サイズ※4

※：製品には個体差があり、同じ製品でも若干のサイズ誤差が発生いたします。

熱源を多く配置し卓越した温度分布性を実現

高品質グラファイトが極めて平滑な天板を形成

有効加熱面積が広く効率的な処理が可能、耐久性が高い不活性ＴｅｆｌｏｎＰＦＡコーティング

高品質グラファイト天板をTeflonPFAでコーティング、あらゆる試料に耐性がある不活性ホットプレート

通常のグラファイトホットプレートより多くの熱源ヒーターカートリッジを配置し、卓越した温度分布性を実現

天板の端近くまで均一に加熱できるため有効加熱面積が広く、一度に効率的な処理が可能

通常より粒子の細かいグラファイトを加圧成型し、滑らかな天板表面を形成

天板表面が滑らかなため加熱容器と密着しやすく、優れた熱伝導性を実現

TeflonPFAコーティングは定着性に優れ剥離に強いため長期間使用可能

天板に手や腕が直接触れないように、本体外周にはPTFE製のガードを設置

コントローラーのコードが長くドラフトチャンバー外での操作が可能、コントローラーで校正も可能

天板幅約21cmのHPX-100と天板幅約４２cmのHPX-200の2種類

TeflonPFAコーティングを施したグラファイト加熱ブロックもございます（オプション品、サビレックス製PFAバイアル加熱用）

HPX-100

HPX-200

不活性グラファイトホットプレートHPX-100 温度到達所要時間
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200℃設定時の近似曲線

150℃設定時の近似曲線

100℃設定時の近似曲線

設定温度到達後は設定値を超える
ことはなく一定に保たれます。

※：HPX-200は120V仕様です。   ※：金属製容器は加熱不可。ホットプレートに蓋はしないでください。加熱中は加熱容器の蓋を緩める等、容器内圧の上昇にご注意ください。
※：PTFE製ガードは加熱中は熱くなります。瞬間的な不慮の接触による火傷を防ぐものであり、加熱中の持ち運び等はできません。

※測定環境：室温25℃（空調を停止した屋内）、天板に何も載せていない状態、コントローラーに表示された天板温度に対する所要時間を測定。（開始時表示温度：27℃）

ＨＰＸ-１００/ＨＰＸ-２００
【不活性グラファイトホットプレート】

ＣＥ・RoHS準拠
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SAVILLEX Inert Graphite Hotplate

不活性グラファイトホットプレート
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